重大科研基础设施和大型科研仪器开放服务信息公示表
表1  重大科研基础设施和大型科研仪器基本信息表
单位名称： 江苏第二师范学院  （盖章）
	序号
	仪器设备
名称
	型号
	原值
（万元）
	仪器设备类型
	主要性能
指标
	应用技术领域
	年有效工作机时
（小时）
	年检测
样品数
（个）
	年检测服务收入
（万元）
	责任
部门
	仪器
设备
管理人
	联系方式

	1
	图型工作站
	HDVG+
	52
	计算机及其配套设备
	Linux操作系统，Linux渲染引擎Reder Engine 。功能：配合渲染频道包装和虚拟演播系统。
	其他
	200
	0
	0
	现代传媒学院
	王宏元
	025-

83758347

	
	加强型双室磁控溅射沉积系统
	JGP-560C-II
	74
	工艺实验仪器
	1、该设备为五靶双室磁控溅射设备，由超高真空磁控溅射镀膜室、进样室、退火炉、隔断阀门、送样机构、电源及控制系统和真空系统组成。
2、主溅射室极限真空度：2×10-5pa，进样室极限真空度：5×10-5pa。
3、设备总体漏放率：关机停泵12小时后，真空度优于5pa。系统短时间暴露大气并充干燥氮气开始抽气，溅射室 40 分钟可达到 7x10-4 Pa；
4、设备配置2英寸永磁靶5支。


5、基片尺寸：2英寸（按客户要求设计）。
6、靶到基片的可调间距：40～100mm，有调位指示。
7、质量流量控制器量程：200SCCM，100SCCM，预留一台位置，并有混气室。
8、成膜均匀度：φ50mm范围内≤±3％。
9、衬底样片在主溅射室和样品预处理室均可被加热。
10、五个样品应对于五只磁控溅射靶，可公转换位进行镀膜，采用高稳定性步进电机控制转动。中心一个样品可以用于共溅。

	新材料
	0
	0
	0
	物理与电子工程学院
	葛传楠
	025-89633362
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